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 Zry-4 (Baker &  Just)

 ln KP = 11.836 - 11341/T(K)

 Zry-4 (Leistkow & This Work)

 ln KP = 11.357 - 10682/T(K)

 Zirlo (This W ork)

 ln KP = 11.031 - 10541/T(K)

 ZrNb1 (J.Bohmert)

 ln KP = 10.794 - 10261/T(K)
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 에칭시 편
 수증기중산화막  시 편 (1      µm )
 공기중산화막  시 편 (20    µm )
 공기중산화막  시 편 (50    µm )
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 에칭시 편
 수증기중산화막  시 편  (1       µm )
 공기중산화막  시 편  (5     µm )
 공기중산화막  시 편  (10     µm )
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 에칭시편
 수증기중산화막  시편 (1      µm )
 공기중산화막  시편  (20     µm )
 공기중산화막  시편  (50     µm )
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 에칭시편
 수증기중산화막  시편  ( 1      µm )
 공기중산화막  시편  ( 5     µm )
 공기중산화막  시편  ( 10     µm )
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